GARA A PROCEDURA APERTA CON MODALITA’ TELEMATICA SU PIATTAFORMA ASP CONSIP PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, INSTALLAZIONE E RESA OPERATIVA DI UN “REATTORE MOCVD PER LA CRESCITA DI NITRURI” PER L’ISTITUTO PER LA MICROELETTRONICA E MICROSISTEMI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE NELL’AMBITO DEL PROGETTO “BEYOND-NANO” 

CUP G66J17000350007
CIG 930237310C
OFFERTA TECNICA E RELAZIONE
Per gli operatori economici italiani o stranieri residenti in Italia, la presente dichiarazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un procuratore del legale rappresentante, apponendo la firma digitale. 
Per gli operatori economici stranieri non residenti in Italia, la presente dichiarazione può essere sottoscritta dai medesimi soggetti apponendo la firma autografa ed allegando copia di un documento di identità del firmatario in corso di validità 
La presente dichiarazione dovrà essere inviata attraverso l’inserimento a sul Sistema telematico nell’apposita sezione “Offerta Tecnica”, comprensiva di eventuali allegati alla medesima, che illustrino compiutamente la fornitura offerta. 

1. Descrizione generale


……………………………………


2. Descrizione delle caratteristiche tecniche minime offerte secondo quanto richiesto all’art. 3.4 del Capitolato Tecnico, e anche con riferimento a:
a) Caratteristiche tecniche del reattore, quali: dimensioni, linee di gas, controllo elettrico, sistema da vuoto, etc.
b) Caratteristiche del suscettore per l’alloggiamento dei campioni, con riferimento al controllo della rotazione, della temperatura, etc.
c) Dettagli sulla modalità di alloggiamento di fette con diametro da 50 mm (2 pollici), 100 mm (4 pollici), 150 mm (6 pollici) e 200 mm (8 pollici) e sull’alloggiamento di campioni di piccole dimensioni e forma irregolare.
d) Caratteristiche dettagliate sul sistema di alloggiamento delle sorgenti (bubblers) dei precursori metallorganici.
e) Caratteristiche dei sistemi di monitoraggio “in situ”.
f) Caratteristiche tecniche degli abbattitori (scrubber).
g) Caratteristiche tecniche del sistema per la rivelazione di fughe (leak detector) se fornito.
h) Caratteristiche operative del software di controllo.
i) Documentazione tecnica riguardante le ricette di crescita messe a punto dalla ditta costruttrice.
j) Possibili espansioni.

…………………………………………..

3. Descrizione delle caratteristiche e durata del servizio di assistenza in garanzia, secondo quanto richiesto all’art. 3.4 punto y del Capitolato Tecnico:

…………………………………………..

4. Caratteristiche tecniche offerte oggetto di valutazione:

	N°
	CRITERI DI VALUTAZIONE
	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE
	Nota: indicare con una ‘x’ l’opzione che si intende offrire


	1
	Possibilità di portare il substrato ad una rotazione di 1500giri/min	
	
	

	2
	Possibilità di variare la distanza del piano di iniezione dei gas dal substrato in maniera dinamica (dynamic process gap adjustment) tra 5mm e 25mm.
	
	

	3
	Sistema di rivelazione aggiuntivo esterno (“leak detector”), del tipo Pfeiffer ASM310, Inficon UL1000 o similare, per il controllo di eventuali perdite (“leaks”) del sistema da vuoto, delle linee di gas e relative connessioni nel reattore
	
	

	


4
	


Ulteriori linee di gas, dotate di MFC
	Linea per CH4 per crescita di grafene
	

	
	
	Linea per Hexene o Ethene per drogaggio estrinseco carbonio
	

	5
	Ulteriore canali per precursori metallorganici per il drogaggio carbonio
	
	

	


6
	


Durata della garanzia
	Un anno aggiuntivo di garanzia
	

	
	
	Due anni aggiuntivi di garanzia
	

	

7
	

[bookmark: _GoBack]riduzione dei tempi di consegna (rispetto al termine massimo di 270 giorni solari)
	Riduzione dei tempi di consegna di 45 giorni
	

	
	
	Riduzione dei tempi di consegna di 90 giorni
	




5. Elenco parti di ricambio offerte, secondo quanto richiesto all’art. 3.4 punto x del Capitolato Tecnico:

…………………………………………..

